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optycznych. Tak znacznie istotniejszym poznawczo jest wskazanie 
oraz chemiczny i fazowy powinny badane Ti02 aby ich 
(np. 

Inna moja uwaga dotyczy pracy: J Kowalski, H Szymanowski, A. Sobczyk-Guzenda, 
M Gazicki-Lipman, 2009, A stack multilayer high reflectance optical filter produced on 
polyester substrate with the PECVD technique, Bulletin of the Polish Academy of 
Sciences-Technical Science, vol. 57, no 2, 171-176. , gdzie w sposób 
podano proporcje strumieni tlenu i heksametylodisiloksanu (HMDSO) w procesie 
nanoszenia Si02 przeznaczonych do interferencyjnego wielowarstwowego filtra 
Ti02/ Si02. 

Kolejna uwaga odnosi do prezentowanych w prac Habilitantki 
wyników chemicznego EDS. Jak wiadomo, tej 
metody i wyników analizy dla pierwiastków lekkich (tlen) jest 
ograniczona. Stad nie zaufania, uzyskane EDS, wyniki analizy 
chemicznej Ti02 podane z do 0,01 % atomowego - Tabela 2 
w pracy: Thin Solid Films 589 (2015) 605-612. 

W tej samej pracy Rys. 7 optycznej 
przerwy energetycznej od w Ti02. jest, 
recenzenci tego czasopisma nie wychwycili podstawowego w 
sposobie opisu osi który zasadniczo zmienia krzywej. 

W pracach opisanych publikacjaml 1-3 pewne budzi wybór temperatury 
podczas nanoszenia Ti02. Autorka nie powodów dla których 

temperatura utrzymywana jest na niskim poziomie poprzez wykorzystanie jego 
z lodem. naniesione w takich 

warunkach charakter amorficzny i dalszej obróbki termicznej, 
np. wygrzewania, które autorka stosuje w drugim etapie procesu. 

Otwartym pozostaje pytanie czy temperatury 
celem zainicjowania krystalizacji i ich adhezji. 

tej pierwszej grupy prac pomimo 
uwag, one istotny do stanu wiedzy o nanoszeniu 

RF PECVD Ti 02. Istotnym jest Habilitantki 
w opracowaniu wielowarstwowego filtra interferencyjnego optycznego Ti02/Si02, 
z wykorzystaniem niskotemperaturowego nanoszenia RF PECVD warstw 
tlenkowych na polimerowe. 

Druga grupa prac, na przedstawione do oceny naukowe, 
dotyczy wytwarzania Ti02 domieszkowanych metalami (Fe, Cu) oraz 
niemetalem (F) celem zmodyfikowania absorpcji optycznej oraz 
pochodnych warstw takich jak czy cechy bakteriobójcze. 

w grupie tej na opublikowane przez 
w renomowanym periodyku: Ceramics International 43 (2017) 3993- 4004 

oraz Ceramics International 43 (2017) 4005-4014. 
Obie prace istotne poznawczo wyniki struktury oraz charakteru 

chemicznych jonów ze tlenku tytanu, uzyskane metodami 
XPS oraz FTIR. Pewien niedosyt pozostawia brak fizycznej interpretacji 

jonów miedzi lub fluoru na optyczne Ti02, a w tym na 
fotokatalityczne oraz indukowane zmiany 

Podsumowaniem autoreferatu jest lista wskazanych przez jedenastu 
Wykaz ten w trafnie oddaje zakres uzyskanych 

wyników. nie do zgadzam z w odniesieniu do 
punktów 1, 6, 7, 8 oraz 1 O. 

5 



Ad. 1. Autorka me określiła precyzyJme kryteriów optymalizacji parametrów 
nanoszenia powłok. 

Ad. 6. Stwierdzenie to ma charakter oczywisty. Powszechnie wiadomo bowiem, że 
temperatura podłoża w trakcie procesów nanoszenia cienkich warstw ma znaczący 
wpływ na ich strukturę i skład fazowy. 

Ad. 7. Tak zwany „stopień krystaliczności powłok Ti02" zależny jest od wielu 
parametrów procesu nanoszenia. W związku z powyższym, uchwycenie wpływu 
domieszkowania metalami na krystalizację depozytu wymaga precyzyjnego wskazania i 
ustalenia tych parametrów. 

Ad. 8. Sformułowanie jest niejasne. 
Ad. I O. Twierdzenie zawarte w tym punkcie prowokuje pytanie o fizyczne przyczyny 

obserwowanego zjawiska. 
Sformułowania wymaga również techniczna uwaga dotycząca braku dbałości 

o zaokrąglenia, podawanych w większości opublikowanych prac Autorki , wartości 
wyników badań i ich niepewności pomiarowych. Stwarza to niepotrzebnie wrażenie 
wyższej niż rzeczywista dokładności przeprowadzonych pomiarów. 

Ponadto, w trakcie lektury autoreferatu napotykamy, przy określaniu wartości, 
sformułowania typu: .. . rzędu J00-200W itd. Nie trzeba tu przypominać, że zwrotu ten 
zarezerwowany jest dla określenia rzędu wielkości, tj. lO±N, N=l,2,3 ... 

Wskazując na wartościowe elementy ocenianego osiagniecia naukowego należy 
podkreślić, że dr inż . Anna Sobczyk-Guzenda z powodzeniem zaplanowała, formułując 
cele badawcze, oraz przeprowadziła prace technologiczne i badawcze, które 
doprowadziły do wytworzenia metodą RF PECVD i scharakteryzowania szerokiej gamy 
czystych i domieszkowanych powłok Ti02. 

Podsumowanie 
Biorąc pod uwagę całość przedstawionej powyżej oceny dorobku naukowego, a w tym 

osiągnięcia naukowego w postaci cyklu dziesięciu powiązanych tematycznie publikacji 
pod wspólnym tytułem: ,, Wielofunkcyjne powłoki na bazie tlenku tytanu (IV) wytwarzane 
metodą plazmochemicznego osadzania z fazy gazowej" stwierdzam, że dr inż. Anna 
Sobczyk-Guzenda spełnia wymagania stawiane osobom ubiegającym się o stopień 
doktora habilitowanego, zawarte w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku oraz 
Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2011 roku 
(Dz. U. 196, poz. 1165). 

Na tej podstawie wnoszę o dop.uszczenie jej do dalszych etapów postepowania 
habilitacyjnego. 

Koszalin, 10.11.2018 
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